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Uzitny vzor
V3 Metalizovany keramicky substrat pro elektronické soucastky s
odolnosti vici vysokému napéti

keramického substratu s vodivymi tisténymi vrstvami, b. pGdorysny
pohled na rubovou stranu metalizovaného keramického substratu s
vodivymi tisténymi vrstvami, ¢ bo¢ni fez metalizovanym

keramického substratu s dielektrickymi tiSténymi vrstvami v oblasti

metalizovaného keramického substratu s dielektrickymi tisténymi
vrstvami v oblasti trojného bodu, c. bo¢ni fez metalizovanym
keramickym substratem s dielektrickymi tiStenymi vrstvami v oblasti

»  Vsouladu s platnou metodikou Uradu viady

CR je uplatiiovan uzitny vzor ,Metalizovany

keramicky  substrat pro  elektronické
souCastky s odolnosti viéi vysokému

napéti®.

P Uzitny vzor vznikl v pfimé souvislosti

s feSenim projektu FW10010062 ,Chytré
2 3 vysokonapétové
aditivnimi technologiemi - SHAMAN*®

moduly vyrabéné

c. 8 4 >

a. pldorysny pohled na licovou stranu metalizovaného

Technické feSeni se tyka oblasti vyroby

elektronickych soucastek, konkrétné

metalizovaného keramického substratu pro

elektronické souCastky se zvySenou

keramickym substratem s vodivymi tiSténymi vrstvami,
8

odolnosti vici vysokému napéti v rozmezi
od 3,3 kV do 10 kV

»  Podstatou
metalizovany keramicky substrat pro

/

technického feSeni je

provozni napéti 3—10 kV, na jehoZ licové i

rubové strané jsou sitotiskem vytvorené

médéné ¢&i stiibrné vodivé motivy se
zvinénymi nebo nehomogennimi hranami,

: které jsou nasledné prekryty dodatecnymi
3

w

W tiSténymi vrstvami vytvarejicimi plynulé a

hladké okraje. Tyto vyrovnavaci vrstvy

~

S eliminuji lokalni nepravidelnosti v oblasti

a. pldorysny pohled na licovou stranu metalizovaného trojného bodu, ¢imzZ zajistuji homogenni
rozloZeni elektrického pole. Vysledkem je
trojného bodu, b pldorysny pohled na rubovou stranu | . L i .

vyrazné zvysSena odolnost substratu vaci

¢asteCnym  vybojim a  elektrickému
preskoku v naro¢nych vysokonapétovych

trojného bodu, aplikacich.

Naroky na ochranu:

1.

Metalizovany keramicky substrat (1) pro elektronické soucastky (5) s odolnosti vic¢i vysokému napéti, zahrnujici alespon jeden
keramicky substrat (1) z materialu na bazi oxidu hlinitého, nitridu hlinitého nebo nitridu kfemicitého, prvni tistény vodivy motiv (2)
z médi nebo stfibra se zvinénymi a/nebo nehomogennimi hranami uspofadany na licové strané keramického substratu (1) pro
umisténi elektronickych soucastek (5) a druhy tistény vodivy motiv (8) z médi nebo stfibra se zvinénymi a/nebo nehomogennimi
hranami usporadany na rubové strané keramického substratu (1) pro umisténi elektronickych sou¢astek (5), vyznacujici
s e tim, Ze zvinéné a/nebo nehomogenni hrany prvniho ti§téného vodivého motivu (2) jsou opatfeny prvni ti§t€nou vrstvou (3)
pro eliminaci nezadouciho zvinéni a/nebo nehomogenity prvniho tisténého vodivého motivu (2) a zvinéné a/nebo nehomogenni
hrany druhého tisténého vodivého motivu (8) jsou opatfeny druhou tist€nou vrstvou (4) pro eliminaci nezadouciho zvinéni a/nebo
nehomogenity druhého tisténého vodivého motivu (8).

Metalizovany keramicky substrat (1) podle naroku 1, vyznac€ujicisetim,Ze prvni ti§téna vrstva (3) a druha tisténa vrstva
(4) jsou vodivé z médi.

Metalizovany keramicky substrat (1) podle naroku 1, vyznac€ujicisetim,Ze prvni ti§téna vrstva (3) a druha tisténa vrstva
(4) jsou z dielektrika s relativni permitivitou v hodnoté 10 az 25, se $ifkou v rozmezi 100 az 500 ym a tloustkou 20 az 200 ym,
priemz metalizovany keramicky substrat (1) dale zahrnuje ochrannou vrstvu (7) uspofadanou na prvni tisténé vrstvé (3) a na
druhé tisténé vrstvé (4).

Metalizovany keramicky substrat (1) podle naroku 3, vyznacujicisetim, Ze ochranna vrstva je z materialu vybraného
ze skupiny: dielektricky pouzdfici gel na bazi jednoslozkového &i dvouslozkového silikonu, jednoslozkova epoxidova Ci
polyuretanova zalévaci hmota, dvouslozkova epoxidova ¢i polyuretanova zalévaci hmota, polyamidova zalévaci hmota.
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